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Abstract (en)
A wet treatment device, consisting of a plurality of liquid tanks, for photographic layer supports which can be moved through the liquid tanks by
means of a transport device, wherein tank surfaces can be covered by lid parts against a place where the wet treatment device is set up, is designed
in such a way that a common cover (12), reaching over the lid parts (11), for the tanks (2 to 5) is made of heat- insulating material or constructed
as a hollow body (12b, 12c) and includes an insulating layer (13). This provides a hermetic seal and a temperature insulation of the tanks from the
place where they are set up, avoiding the formation of condensate water and chemicals vapour, and at the same time greatly reducing the oxidation
of the treatment solutions and moreover preventing an escape of chemicals vapours into the place where they are set up. <IMAGE>

Abstract (de)
Eine aus mehreren Flissigkeitstanks bestehende NaBbehandlungsvorrichtung fiir fotografische Schichttrager, welche durch die
Flussigkeitstanks mittels einer Transportvorrichtung bewegbar sind, wobei Tankoberflachen durch Deckelteile gegen einen Aufstellraum fur
die NaBbehandlungsvorrichtung abdeckbar sind, ist so ausgebildet, daB ein Uber die Deckelteile (11) reichender gemeinsamer Deckel (12)
fur die Tanks (2 bis 5) aus Warmeisoliermaterial hergestellt ist oder als Hohlkdrper (12b, 12c) ausgebildet ist und eine Isolierschicht (13)
einschlief3t. Hierdurch werden ein hermetischer Abschluf3 und eine Temperaturisolierung der Tanks gegeniiber dem Aufstellraum erreicht, die eine
Kondenswasser- und Chemikaliendampfbildung vermeiden, zugleich die Oxydation der Behandlungslésungen stark reduzieren und auf3erdem ein
Austreten von Chemikaliendampfen in den Aufstellraum verhindern.
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